
曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【1Q】

ALP研修 II（海外研修）【A】

(ALP Practice II (Overseas Training)【A】)

未定
To be

announced

- LAC.A635-01

600

1 羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

リカレント教育発展研修1【A】

(Recurrent Program Advanced Practice
1【A】)

未定
To be

announced

- LAC.P661-01

600

1 未定

Undecided

リカレント教育発展研修2【A】

(Recurrent Program Advanced Practice
2【A】)

未定
To be

announced

- LAC.P662-01

600

2 未定

Undecided

リカレント教育発展研修3【A】

(Recurrent Program Advanced Practice
3【A】)

未定
To be

announced

- LAC.P663-01

600

3 未定

Undecided

リカレント教育発展研修4【A】

(Recurrent Program Advanced Practice
4【A】)

未定
To be

announced

- LAC.P664-01

600

4 未定

Undecided

修士キャリアプラン【A1】

(Master's Career Plan【A1】)

火
Tue

5 - 6 LAC.M402-01

400

1 大岡山
(Ookayama)

H121

羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

博士キャリアデザイン【A】

(Doctoral Career Design【A】)

火
Tue

5 - 6 LAC.C601-01

600

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
J234

※ 鈴木　勝博
※ 川合　伸明 ほか

※ Suzuki　Katsuhiro
※ Kawai　Nobuaki  et al

修士キャリアデザイン【A2】

(Master's Career Design【A2】)

火
Tue

7 - 8 LAC.M401-02

400

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
J221

※ 古田　健二
※ 中島　丈雄 ほか

※ Furuta　Kenji
※ Nakajima　Takeo  et al

Master's Technical Discussion 【A】

(修士テクニカルディスカッション【A】)

水
Wed

5 - 6 LAC.M451-01

400

★ 1 すずかけ台
(suzukaked

ai)
G115, G113

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

Technical Discussion 【A】

(テクニカルディスカッション【A】)

水
Wed

5 - 6 LAC.C651-01

600

★ 1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
G115, G113

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

修士キャリアデザイン【A1】

(Master's Career Design【A1】)

水
Wed

7 - 8 LAC.M401-01

400

1 大岡山
(Ookayama)
W531（レク
チャーシア

ター）

※ 古田　健二
※ 中島　丈雄 ほか

※ Furuta　Kenji
※ Nakajima　Takeo  et al

修士キャリアデザイン演習【A1】

(Master's Career Design Practice 【A1】)

木
Thu

3 - 4 LAC.M413-01

400

1 大岡山
(Ookayama)
S514,S516

伊東　幸子
守島　利子

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko

博士キャリアプラン【A】

(Doctoral Career Plan【A】)

木
Thu

3 - 4 LAC.C602-01

600

1 大岡山
(Ookayama)

S422

羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

テクノロジーマネジメント概論【A】

(Outline of Technology Management【A】)

木
Thu

5 - 6 LAC.M533-01

500

1 大岡山
(Ookayama)

W521

※ 古田　健二

※ Furuta　Kenji

修士キャリアデザイン演習【A2】

(Master's Career Design Practice 【A2】)

木
Thu

7 - 8 LAC.M413-02

400

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
G114,G115

伊東　幸子
守島　利子

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko

修士キャリアプラン【A2】

(Master's Career Plan【A2】)

金
Fri

5 - 6 LAC.M402-02

400

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
J221

羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

プレALP研修【A】

(Pre ALP Practice【A】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.M531-01

500

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①4/16 5-6限
②4/19 5-6限
③5/18 5-8限
④6/ 5  5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 小田　俊理
Ricinschi　Dan ほか

※ Oda　Shunri
Ricinschi　Dan  et al

ALP研修基礎【A】

(ALP Introduction 【A】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A621-01

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①4/16 5-6限
②4/19 5-6限
③5/18 5-8限
④6/ 5  5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 小田　俊理
Ricinschi　Dan ほか

※ Oda　Shunri
Ricinschi　Dan  et al

A0D,P0D

A0D,P0D

A2D,A3D
P2D,P3D

A1D

A2D,A3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

C0M

C0M

C0M

C0M

C0M

C0M

C1M

C1M

C1M

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807502&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818972&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818976&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818980&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818984&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810865&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818957&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818939&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807479&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807510&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818938&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807468&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201811097&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818950&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810894&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810885&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818946&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818952&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【1Q】

ALP研修 I(ティーチング)【A】

(ALP Practice I (Teaching Practice)【A】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A631-01

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

4/18 5-10限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

羽鳥　好律
Das　Bhanu Pratap

Hatori　Yoshinori
Das　Bhanu Pratap

ALP発展研修 IV

(ALP Advanced Practice IV)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A644

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①4/28 3- 9限
②5-19 3-10限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 柴田　利明
羽鳥　好律

※ Shibata　Toshi-Aki
Hatori　Yoshinori

PLP研修基礎

(PLP Introduction )

集中講義
等

Intensive

- LAC.P622

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①4/20
13:20-17:20

②5/11
13:20-17:20

③5/25
13:20-18:00

詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 菅生　繁男
※ 岡田　惠夫

※ Sugou　Shigeo
※ Okada　Shigeo

PLP研修【A】

(PLP Practice【A】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P632-01

600

1 未定

Undecided

【2Q】

ALP研修 II（海外研修）【B】

(ALP Practice II (Overseas Training)【B】)

未定
To be

announced

- LAC.A635-02

600

1 羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

リカレント教育発展研修1【B】

(Recurrent Program Advanced Practice
1【B】)

未定
To be

announced

- LAC.P661-02

600

1 未定

Undecided

リカレント教育発展研修2【B】

(Recurrent Program Advanced Practice
2【B】)

未定
To be

announced

- LAC.P662-02

600

2 未定

Undecided

リカレント教育発展研修3【B】

(Recurrent Program Advanced Practice
3【B】)

未定
To be

announced

- LAC.P663-02

600

3 未定

Undecided

リカレント教育発展研修4【B】

(Recurrent Program Advanced Practice
4【B】)

未定
To be

announced

- LAC.P664-02

600

4 未定

Undecided

博士キャリアプラン【B】

(Doctoral Career Plan【B】)

火
Tue

3 - 4 LAC.C602-02

600

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
J234

羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

修士キャリアデザイン【B1】

(Master's Career Design【B1】)

火
Tue

5 - 6 LAC.M401-03

400

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
J221

※ 古田　健二
※ 中島　丈雄 ほか

※ Furuta　Kenji
※ Nakajima　Takeo  et al

博士キャリアデザイン【B】

(Doctoral Career Design【B】)

水
Wed

3 - 4 LAC.C601-02

600

1 大岡山
(Ookayama)

S621

※ 鈴木　勝博
※ 川合　伸明 ほか

※ Suzuki　Katsuhiro
※ Kawai　Nobuaki  et al

修士キャリアプラン【B】

(Master's Career Plan【B】)

水
Wed

5 - 6 LAC.M402-03

400

1 大岡山
(Ookayama)

W521

羽鳥　好律

Hatori　Yoshinori

Master's Technical Discussion 【B】

(修士テクニカルディスカッション【B】)

水
Wed

5 - 6 LAC.M451-02

400

★ 1 大岡山
(Ookayama)
S514,S516

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

Technical Discussion 【B】

(テクニカルディスカッション【B】)

水
Wed

5 - 6 LAC.C651-02

600

★ 1 大岡山
(Ookayama)
S514,S516

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

グローバル企業の研究開発実践論Ⅰ【J】

(R&D Activities of Global companies I【J】)

水
Wed

5 - 6 LAC.P652-01

600

1 大岡山
(Ookayama)

H112

※ 根岸　康
※ 安間　元哉 ほか

※ Negishi　Yasushi
※ Anma　Motoya  et al

R&D Activities of Global companies I【E】

(グローバル企業の研究開発実践論Ⅰ【E】)

水
Wed

7 - 8 LAC.P652-02

600

★ 1 大岡山
(Ookayama)

H112

※ 根岸　康
※ 安間　元哉 ほか

※ Negishi　Yasushi
※ Anma　Motoya  et al

→B226

A2D,A3D

A1D,A2D,
A3D

P1D

P2D,P3D

A0D,P0D

A0D,P0D

A2D,A3D,
P2D,P3D

A2D,A3D

P1D

P1D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

P0D,P1D,
P2D,P3D

C0M

C0M

C1M
→S421

→S421

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807498&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818956&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818960&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818961&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807503&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818973&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818977&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818981&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818985&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201811098&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818940&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818958&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810866&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807480&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807511&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818967&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818966&lang=JA&vid=03
HP16-347Au
取り消し線

HP16-347Au
取り消し線

HP16-347Au
取り消し線

HP16-347Au
取り消し線



曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【2Q】

修士キャリアデザイン演習【B1】

(Master's Career Design Practice 【B1】)

木
Thu

3 - 4 LAC.M413-03

400

1 大岡山
(Ookayama)
H102,H103

伊東　幸子
守島　利子

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko

修士キャリアデザイン【B2】

(Master's Career Design【B2】)

木
Thu

5 - 6 LAC.M401-04

400

1 大岡山
(Ookayama)

W521

※ 古田　健二
※ 中島　丈雄 ほか

※ Furuta　Kenji
※ Nakajima　Takeo  et al

Master's Scientific Communication

(修士サイエンティフィックコミュニケーション)

木
Thu

5 - 6 LAC.M562

500

★ 1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
B223

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

Scientific Communication

(サイエンティフィックコミュニケーション)

木
Thu

5 - 6 LAC.C662

600

★ 1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
B223

Ricinschi　Dan
Gonzales　Hazel
Bantolino

修士キャリアデザイン演習【B2】

(Master's Career Design Practice 【B2】)

木
Thu

7 - 8 LAC.M413-04

400

1 すずかけ台
(Suzukaked

ai)
G114,G115

伊東　幸子
守島　利子

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko

Strategies for Balancing Career,
Personality and Lifestyle (Master
Course)【B】

(キャリア、パーソナリティ、ライフスタイルのバラ
ンス戦略（修士）【B】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.M403-01

400

★ 1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①6/29 3-4限
②6/29 5-8限
③7/  3 5-8限
④7/  4 5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

羽鳥　好律
Ricinschi　Dan ほか

Hatori　Yoshinori
Ricinschi　Dan  et al

プレALP研修【B】

(Pre ALP Practice【B】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.M531-02

500

1 すずかけ台
(未定)

Suzukakeda
iCampus
(To be

announced)

①6/15 5-8限
②7/  6 5-8限
③8/  3 5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 小田　俊理
Ricinschi　Dan ほか

※ Oda　Shunri
Ricinschi　Dan  et al

ALP研修基礎【B】

(ALP Introduction 【B】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A621-02

600

1 すずかけ台
(未定)

Suzukakeda
iCampus
(To be

announced)

①6/15 5-8限
②7/ 6  5-8限
③8/ 3  5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 小田　俊理
Ricinschi　Dan ほか

※ Oda　Shunri
Ricinschi　Dan  et al

ALP研修 I(ティーチング)【B】

(ALP Practice I (Teaching Practice)【B】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A631-02

600

1 すずかけ台
(未定)

Suzukakeda
iCampus
(To be

announced)

6/25 5-10限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

羽鳥　好律
Das　Bhanu Pratap

Hatori　Yoshinori
Das　Bhanu Pratap

ALP発展研修 III

(ALP Advanced Practice III)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A643

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①6/11 5-6限
②6/21 5-8限
③7/  5 5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 奥田　雄一
羽鳥　好律

※ Okuda　Yuichi
Hatori　Yoshinori

ALP発展研修 V

(ALP Advanced Practice V)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A645

600

1 すずかけ台
(未定)

Suzukakeda
iCampus
(To be

announced)

①7  /9 7-10限
②7/23 7-10限
③7/30 7-10限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

河内　宣之
羽鳥　好律

Kouchi　Noriyuki
Hatori　Yoshinori

Strategies for Balancing Career,
Personality and Lifestyle【B】

(キャリア、パーソナリティ、ライフスタイルのバラ
ンス戦略【B】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.C603-01

600

★ 1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①6/29 3-4限
②6/29 5-8限
③7/  3 5-8限
④7/  4 5-8限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

羽鳥　好律
Ricinschi　Dan ほか

Hatori　Yoshinori
Ricinschi　Dan  et al

PLP発展研修

(PLP Advanced Practice)

集中講義
等

Intensive

- LAC.P642

600

1 大岡山
(未定)

OokayamaC
ampus
(To be

announced)

①6/30 5-10限
②7/  6 2-10限
③7/21 5-10限
詳細はIIDPホー
ムページを確認

すること

※ 小山　浩

※ Koyama　Hiroshi

PLP研修【B】

(PLP Practice【B】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P632-02

600

1 未定

Undecided

A0D,P0D

A2D,A3D,
P2D,P3D

A1D

A2D,A3D

A1D,A2D,

A3D

A1D,A2D,
A3D

P1D,P2D,

P3D

P2D,P3D

C0M

C0M

C0M

C0M

C1M

C1M

→W531

→S011
→S011

→W531

→S011
→S011

→S323
→S323
→S323

→I121

→I121

2-4限

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807469&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818941&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807410&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807446&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810895&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201810886&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818947&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818953&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807499&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201807508&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201819230&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201811103&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818965&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=201818962&lang=JA&vid=03
HP16-347Au
取り消し線




